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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE LA CONCLUSION D’'UN ACCORD DE
PARTENARIAT STRATEGIQUE DE 75 MILLIONS DE DOLLARS ENTRE
NY CREATES ET SCREEN AFIN DE RENFORCER LA COLLABORATION ENTRE
LES ETATS-UNIS ET LE JAPON EN MATIERE DE RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DES SEMI-CONDUCTEURS

En conséquence de l'investissement d’un milliard de dollars de la gouverneure
Hochul, qui a permis de lever 9 milliards de dollars de fonds industriels, le
complexe Albany NanoTech continue d’agir comme un aimant pour la croissance

SCREEN utilisera 930 m2 (10 000 pi?) d’espace de salle blanche dans le nouveau
batiment NanoFab Reflection de NY Creates et 465 m2 (5 000 pi?) d’espace de
bureaux

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord de
partenariat international stratégique entre le New York Center for Research, Economic
Advancement, Technology, Engineering, and Science (NY Creates), propriétaire et
exploitant de I’Albany NanoTech Complex, le centre de recherche et développement sur
les semi-conducteurs a but non lucratif le plus avancé d’Amérique du Nord, et
SCREEN, une société japonaise spécialisée dans la fabrication d’équipements pour
semi-conducteurs et leader dans le domaine des applications de gravure humide et de
nettoyage. Cette annonce met en évidence un engagement commun a promouvoir la
recherche et le développement dans le domaine des puces électroniques avancées, a
élargir la collaboration et a renforcer le développement de la main-d’ceuvre dans les
écosystémes de haute technologie aux Etats-Unis et au Japon. Le nouvel accord
prévoit I'utilisation par SCREEN d’une salle blanche de 930 m? (10 000 pi?) dans le
nouveau batiment NanoFab Reflection de Creates, actuellement en construction, de
465 m2 (5 000 pi?) de bureaux dans le complexe Albany NanoTech de Creates.
prévoit aussi I'investissement de plus de 75 millions de dollars au cours des trois
premieéres années d’un partenariat de recherche et développement d’'une durée totale
de dix ans.

« Ce nouvel accord avec SCREEN marque une nouvelle étape importante dans le
leadership mondial de New York en matiére d’innovation dans le domaine des semi-
conducteurs », a déclaré la gouverneure Hochul. « Grace a l'investissement de
SCREEN dans NY Creates et la région de la capitale, notre écosysteme dans la haute
technologie continue de se développer et de stimuler la renaissance nationale dans le
domaine de la fabrication de pointe. New York est a la pointe des efforts de



relocalisation de l'industrie des semi-conducteurs, qui offre des emplois de qualité,
renforce les communautés et soutient une économie innovante forte. »

Les dirigeants de NY Creates, Empire State Development et SCREEN Holdings
Company Ltd., basée a Kyoto, au Japon, ont officialisé cet accord d’exploitation lors
d’'une cérémonie de signature entre Dave Anderson, président de Creates,

Masato Goto, président-directeur général de SCREEN Holdings, et lan Brown,
président de la nouvelle société SCREEN Advanced Technology Center of America
(ATCA), qui s’est tenue le 16 décembre sur le site de SCREEN a Monzennakacho, a
Tokyo.

Dave Anderson, président de NY Creates, a déclaré : « Creates est fier de s’engager
dans cette collaboration avec SCREEN, qui s’appuie sur l'investissement d’'un milliard
de dollars réalisé sur notre site par la gouverneure de I'Etat de New York, Kathy Hochul,
et sur les 9 milliards de dollars investis par nos partenaires industriels, ce qui attire de
nouvelles opportunités de croissance et renforce nos liens solides avec I'écosystéme de
pointe japonais. La création du nouveau centre de recherche et développement de
SCREEN au sein de notre complexe Albany NanoTech traduit notre engagement
commun a promouvoir la recherche et le développement ainsi que I'innovation dans le
domaine des semi-conducteurs & New York et aux Etats-Unis. Nous sommes
également reconnaissants envers Empire State Development pour son travail qui a
permis de concrétiser ce partenariat, grace auquel SCREEN a désormais acces a nos
installations de classe mondiale. L’expertise reconnue de SCREEN en matiére de
technologie et d'innovation permettra de renforcer les efforts de la région en matiére de
recherche et développement dans le domaine des semi-conducteurs, de
développement de la main-d’ceuvre et de progrés économique. »

Masato Goto, président-directeur général de SCREEN, a déclaré : « SCREEN
apprécie la coopération de NY Creates et d’Empire State Development, qui nous ont
permis d’établir notre nouveau site de recherche et développement hors du Japon au
sein du complexe Albany NanoTech, dans le but de renforcer la compétitivité de nos
produits dans le secteur des équipements de production de semi-conducteurs.
SCREEN ATCA élargira nos capacités et nos moyens de collaboration avec les
locataires actuels, nos clients internationaux et nos partenaires afin de construire une
base commerciale solide pour une nouvelle croissance. »

Hope Knight, présidente, PDG et Commissaire d’Empire State Development, a
déclaré : « Sous la direction de la gouverneure Hochul, 'Etat de New York est a la téte
de la renaissance américaine dans le domaine de la recherche, du développement et
de la fabrication de semi-conducteurs. Le nouveau centre SCREEN a NY Creates
s’appuiera sur le solide partenariat entre I'Etat et le Japon pour stimuler les innovations
collaboratives dans le domaine des semi-conducteurs au sein de nos écosystémes de
haute technologie. »

Ce nouveau partenariat permettra a Creates et SCREEN de mettre en relation des
organisations de premier plan aux Etats-Unis et au Japon, afin de tirer parti de leurs



réseaux pour stimuler I'innovation dans la recherche et le développement dans le
domaine des semi-conducteurs, tout en complétant leurs forces respectives pour faire
progresser leurs écosystémes de haute technologie. L’ATCA a pour objectif d’accélérer
la validation des technologies élémentaires et le développement d’équipements dans le
domaine du traitement humide ainsi que dans les domaines technologiques émergents
tels que le traitement thermique et les emballages avances.

SCREEN est un leader mondial dans le domaine des procédés de gravure humide et
de nettoyage des semi-conducteurs, avec une gamme de technologies de base en
matiere de traitement humide, de revétement/développement, de recuit et de traitement
d’'images. Ce partenariat avec Creates vient compléter un réseau croissant de
partenaires nationaux et internationaux qui contribuent au succés du péle d’'innovation
de Creates. Un nombre croissant de collaborations sont rendues possibles grace a la
création de la nouvelle installation NanoFab Reflection de Creates, qui abritera
également le EUV Lithography Center de Creates, qui propose actuellement une
lithographie EUV NA standard, avec des capacités de lithographie EUV High NA
accessibles en 2026.

Le NanoFab Reflection, d’une superficie de 28 800 m2 (310 000 pi2), est un élément clé
de la stratégie de la gouverneure Hochul en matiere de semi-conducteurs et de son
investissement dans le développement du complexe Albany NanoTech de NY Creates,
qui est déja le premier centre public-privé de recherche et développement dans le
domaine des semi-conducteurs aux Etats-Unis. Ce projet permettra la création de
centaines d’emplois permanents dans le domaine des hautes technologies. Il générera
9 milliards de dollars d’investissements privés et jouira de partenariats étendus avec
des universités, des programmes de formation du personnel et des sociétés mondiales
spécialisées dans les semi-conducteurs.

Récemment, la gouverneure a participé a la cérémonie d’achevement du gros ceuvre
de l'installation NanoFab Reflection. Cette cérémonie marquait la pose de la derniére
poutre en acier de la structure du batiment et soulignant 'avancement des travaux dans
les délais prévus. Les travaux devraient étre totalement achevés d’ici la fin de I'an
prochain.

Le sénateur Charles Schumer a déclaré : « Le nouveau partenariat de 75 millions de
dollars entre SCREEN et NY Creates renforce la position d’Albany NanoTech en tant
gue pdle mondial de recherche et développement dans le domaine des semi-
conducteurs et montre qu’Albany est le lieu idéal pour diriger la recherche et le
développement dans ce domaine aux Etats-Unis. Des entreprises du monde entier
reconnaissent ce que je sais depuis longtemps : investir dans Albany NanoTech, qui
accueillera bientot le premier et unique centre de lithographie EUV a haute ouverture
numerique public en Amérique du Nord grace au leadership de la gouverneure Hochul,
est essentiel pour développer la prochaine frontiere de la technologie des semi-
conducteurs. Je ne ménagerai pas mes efforts pour obtenir davantage
d’'investissements afin de soutenir les initiatives d’Albany et de NY Creates, qui sont
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essentielles pour notre économie, notre sécurité nationale et notre avenir
technologique. »

A propos de NY Creates

NY Creates sert de passerelle entre les laboratoires et les usines pour I'électronique de
pointe, en encourageant les partenariats public-privé et industrie-université pour le
développement technologique et I'innovation. NY Creates attire et dirige des projets
d'innovation et de commercialisation liés a l'industrie qui garantissent des
investissements importants, font progresser la recherche et développement dans les
technologies émergentes et génerent les emplois de demain. NY Creates dispose
d’installations parmi les plus avancées au monde, compte plus de 2 700 experts du
secteurs et universitaires, et gere des investissements publics et privés de plus de

25 milliards de dollars, ce qui le place a I'épicentre mondial de I'innovation et de la
commercialisation de la haute technologie. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site
WWW.ny-creates.orqg.

A propos de SCREEN

SCREEN Holdings est une société holding qui supervise quatre divisions principales :
les équipements de production de semi-conducteurs (SPE), les équipements pour les
arts graphiques (GA), les équipements de production d’écrans (FT) et les équipements
liés aux circuits imprimés (PE). Fondée en 1943 initialement en tant que fabricant
d’équipements pour les arts graphiques, SCREEN a étendu ses activités au secteur de
I'électronique, stimulant I'innovation dans les industries qu’elle dessert. Son segment
SPE est I'un des principaux fabricants d’équipements de traitement de plaquettes pour
le marché mondial des semi-conducteurs. Elle occupe régulierement la premiére place
mondiale dans le domaine de la gravure et du nettoyage humides des plaquettes et
propose une large gamme de solutions qui soutiennent la production de semi-
conducteurs, notamment la lithographie, le recuit et les systémes de mesure/inspection.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.screen.co.jp/en.
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